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摘要(译)

用于超声系统的数字发射波束形成器具有波形样本存储器，该波形样本
存储器存储具有不同脉冲宽度的不同脉冲发射波形的样本序列。 存储器
由多个发射通道共享，每个发射通道都可以访问自己的选定采样序列，
而与其他通道的选择无关。 在发射事件期间，由通道读出的波形样本基
本上同时发生，从而从发射孔径产生发射光束，并且将不同的脉冲波形
施加到发射孔径的不同元件上。 具有较宽脉冲宽度的较高能量波形被施
加到孔的中心元件，而具有较窄脉冲宽度的较低能量波形被施加到孔的
侧向元件以产生变迹的发射束。
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